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ABSTRAK

Lapisan Titanium dioksida (TiOJ se!Jagai fotokatafis ditumbuhkan di atas substrat kaca konduktif transparan (transparent conductive oxide, TCO) melalui metode deposisi horizontal dip coating. Pada uji desinfeksi bakteri E. coli dengan fotoefektrokatafisis menggunakan tegangan bias ekstemal 1V memperlihatkan kemampuan  membunuh (inaktivasi) Escherichia coli (E. coli) hingga 51.43% dibandiflgkan  metode  fotokacaiisis yang hanya  sebesar 1B.7% se/ama  4  jam perlakuan  maupun  dengan  fotolisis  yang  hanya  8.5%   saja.  Hasil  tersebut
diujicobakan pada suspensi E. coii berkonsentrasi 2x Ht sellml dafam lingkungan kaya nutrisi.

Kata kunci: 	fapisan TiO., horizontal dip coating, disinfeksi, fotokatalisis, foto­
elektrokatalisis.


PENDAHULUAN

Berbagai macam cara untuk rnengendalikan populasi mikro­ organisme antaralain dilakukan dengan cara mematikan mikroorganisme, mcnghambat  pertumbuhan dan mAtabolismenya, atau secara fisik menyingkirkannya. Penerapan sarana fisik untuk rr.en£;enJalikan mikroorganisme  antara lain dengan menggunakan radiasi (ultraviobt, sinar-X, gamma dan sinar katoda), filtrasi, sonikasi, panas lembab dan panas kering. Cara pengendalian mana yang digunakao1, ditentukan o!eh keadaan dan situasiyang sesuai.
Selama dua dekade terakhir ini, telah berkembang suatu mekanisme yaitu  proses  fotokatalisis yang menerapkan  pemanfaatan radiasi ultraviolet dan bahan semikonduktor sebagai fotokatalis, umumnya menggunakan bahan Ti02  baik dalam bentuk bubuk atau bentuk lapisan (imobilisasi) pada substrat. Proses fotokatalisis secara umum dapat dideflnisikan sebagai proses reaksi kimia yang dibantu oleh cahaya dan katalis. Beberapa langkah-langkah fotokatalisis adalah merupakan reaksi reduksi-oksidasi yang me!ibatkan pasangan elektron (e·) dan hole  (h.). Pengembangan selanjutnya sistem disinfeksi ini yaitu menerapkan tegangan   listrik   bias   (biasanya   1 V)  pada   fotoelektroda    lapisan semikonduktor  sebagai  fotokatalis didalam  sel  fotoelektrokimia untuk
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